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1.

Zalozenia do projektu budynku Centrum Technologicznego Politechniki Gdanskiej

w zakresie urbanistyki. architektury, uwarunkowan technologicznych i technicznych

Przeznaczenie budynku Centrum Technologiczne — Nanotechnologie

Projektowany budynek ,A” Nanotechnologii jest budynkiem dydaktyczno -
laboratoryjnym przeznaczonym do prowadzenia zaje¢ ze studentami oraz
realizacji projektow i zadan zwigzanych z ksztalceniem podstawowym i
zaawansowanym w tym zakresie. Do cztero kondygnacyjnego budynku
Nanotechnologii od zachodu przylega dwukondygnacyjny budynek
parkingowy ,B” na minimum 100 samochoddw.

Budynek gtéwny (czterokondygnacyjny) zlokalizowano przed budynkiem
Chemii C, korygujac niekorzystny obraz przestrzenny tego rejonu i wzajemne
relacje budynkow Politechniki Gdanskiej widziane z parku. Jego lokalizacja
wypetnia jednoczesnie wymagania zapisu w ,Decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego”, nowy obiekt nie przestania zabytkowego
budynku Chemii A, a nawigzujac do jego obrazu brylg i detalem wspéttworzy
nowg kompozycje przestrzenng tego miejsca.

Budynek parkingu, wkomponowany jest w istniejace roznice poziomow
uksztattowania terenu przed budynkiem Chemii A, jednoczesnie nie
przestania go, a poprzez zielony dach wpisuje sie w strefe parku.

Wysokos¢ budynku o skosnym dachu nie przekracza szesnastu metrow
liczac od rzednej 12,50m n.p.m., tzn. poziomu placu przed wejsciem do
Chemii A.

Rozwigzanie przestrzenne budynku i strefowanie funkcjonalne obrazujg
zalgczone rysunki z opisem poszczegolnych pomieszczen.

W budynku ,A” beda zlokalizowane:
a. funkcja podstawowa:

» sala audytoryjna do prowadzenia wyktadow, sale seminaryjne,

* laboratoria,

* biblioteka,

* pomieszczenia dla pracownikow dydaktyczno-naukowych, obstugi

technicznej i administraciji

b. funkcje towarzyszace:

* pomieszczenia techniczne i magazynowe,

* dozoru — portiernia, monitoring

» komunikacja wewnetrzna,

* pomieszczenia socjalne
Budynek ,B” — budynek parkingowy dla samochoddéw osobowych, I
kondygnacje, na dachu nalezy zaprojektowa¢ miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych z wydzieleniem malego forum przed wejsciem
gtébwnym do budynku ,A”.
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Ogédlna charakterystyka budynku dydaktyczno-naukowego ,A”

Projektowany budynek usytuowany jest w strefie ochrony otoczenia
zabytkowego zespotu obiektow Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul.
G.Narutowicza 11/12 dz.nr. 618 i 616 obreb 55 w miejscu podlegajgcych
rozbiérce magazynow odczynnikdw chemicznych i odpadéw.

Budynek nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem warunkow zawartych w
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2008.03.31
- Zah Nr. 1.

Teren

Lokalizacja

W granicach dziatki budowlanej stanowigcej wkasnos¢ Politechniki Gdanskiej.
Teren dzialek przewidzianych do lokalizacji przedmiotowego budynku
potozony jest w pétnocno-wschodniej czesci obszaru zajmowanego przez
campus Politechniki Gdanskiej i oznaczony literami A — G p. zat. Nr 1 do
decyzji o ustaleniu lokalizacji ...Granice terenu wyznaczajg od poétnocy i
wschodu tereny zielone Parku Akademickiego, od zachodu parking
wewnetrzny uczelni a od potudnia wewnetrzna droga lokalna. Teren dziafki
Nr 616 jest ptaski , posadowiony na rzednej + 10,70 m n.p.m.tzn. ok. 2,0 m
ponizej rzednej drogi dojazdowej , przechodzac w lekkie pochylenie w
kierunku wschodnim na dziatce nr. 618

Zatgcznik Nr.2 — mapa terenu , stan istniejgcy

Dane liczbowe, stan istniejacy

Lokalizacje budynku przewidziano na dziatkach o numerach ewidencyjnych
616 i 618 obreb 55 o tgcznej powierzchni 15.476,00 W wschodniej czesci
terenu przewidzianego pod zabudowe zlokalizowane sg obecnie magazyny
odczynnikéw i odpaddéw chemicznych oraz trafostacia T — PG 2 , ktore
przewidziane sg do rozbiorki i przeniesienia w inne miejsce.

Oddziatywanie sgsiedztwa

Usytuowanie przedmiotowego budynku w bezposrednim sasiedztwie
zabytkowego budynku Wydzialu Chemicznego i terendbw Parku
Akademickiego jest cenng wartoscig wymagajacg od projektantow
szczegolnej starannosci zardwno w ksztaltowaniu przestrzennym brylty
budynku, detalu architektonicznego oraz materialdbw wykonczenia
zewnetrznego. Odrebnych decyzji projektowych wymaga sposob rozwigzania
ogrodzenia w projekcie zagospodarowania terenu ze szczegdélnym
uwzglednieniem pozostawienia lub przeniesienia istniejgcego, wzdtuz granicy
potudniowej ogrodzenia zabytkowego.

Komunikacja

Obstuge komunikacyjng nalezy zapewni¢ od gtébwnego wjazdu z ulicy
Narutowicza poprzez wewnetrzng droge wzdiuz Gmachu Giéwnego w
kierunku wschodnim z mozliwoscig wykorzystania istniejgcego zjazdu na
parking przy budynku Wydziatu Chemicznego.



2.1.5

2.16

2.2

2.3

Infrastruktura techniczna
Ze wzgledu na dotychczasowy sposéb zagospodarowania terenu
przedmiotowe dziatki sg wyposazone w petne uzbrojenie, na ktére sktada
sie:

» sie¢ wodociggowa,

» siec elektryczna,

* magistrala cieptownicza,

» kanalizacja sanitarna,

« kanalizacja deszczowa
Dotychczasowe rozprowadzenie sieci dostosowane do istniejgcego
zagospodarowania wymagac¢ bedzie przeprojektowania w nawigzaniu do
usytuowania projektowanego budynku.

Warunki srodowiskowe

Na przewidzianym do nowego zagospodarowania terenie wystepujg
pojedyncze drzewa — wymagana decyzja o wycince lub przesadzeniu.
Wartosciowy ,przewidziany do zachowania drzewostan (deby) wystepuje
wzdtuz przylegtej do terenu lokalizacji projektowanego budynku wewnetrznej
drogi lokalne;.

Standard budynku ,A”
Budynek o najwyzszym standardzie technicznym powinien by¢ wyposazony
w systemy nadzoru i sterowania wszystkimi funkcjami - systemy powinny by¢
potgczone jednym systemem zarzgdzania.
W budynku powinna by¢ zapewniona integracja systemow:
» elektrycznych i zasilajgcych,
» okablowania strukturalnego,
» audiowizualnych,
* oSwietleniowych,
» sygnalizacji i gaszenia pozaru,
* sygnalizacji wkamania i napadu,
» kontroli dostepu,
» telewizji dozorowej,
» klimatyzaciji (laboratoria, czytelnia, audytorium, salka konferencyjna),
» wentylacji mechanicznej,
e ogrzewania
* telekomunikacyjnych,
* informatycznych,
» zasilania awaryjnego
Warunki przytaczenia sieci zewnetrznych
2.3.1 Sie¢ energetyczna
Zasilanie budynku Nanotechnologii nalezy przewidzie¢ z nowej
stacji trafo, ktdrg nalezy zaprojektowa¢ w hali garazowej na poziomie
- 3,00 ( 2 szt. transformatoréw suchych o mocy 630 kVA kazdy)
Istniejgca stacja T- PG2 podlegac bedzie rozbiérce po wykonaniu
nowej stacji i przetgczeniu zasilania. Projekt i uzyskanie pozwolenia



na rozbiérke wchodzi w zakres zamowienia.

2.3.2 Sie¢ grzewcza
Przylagcze z istniejgcego wezta c.o. w budynku Chemii ,,C”.
W zakres zaméwienia wchodzi modernizacja catego wezta.
2.3.3 Sie¢ wodociggowa
Przylacze z istniejacej sieci @ 150 z filtrem wodnym
2.3.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przykanaliki wigczy¢ do istniejgcej sieci Ks 200
2.3.5 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Przykanaliki wigczy¢ do istniejgcej sieci
- dla budynku ,A” do Kd @ 300 zlokalizowanej w czesci parkowej
- dla budynku ,B” do Kd @ 400 zlokalizowanej w drodze przy
wjezdzie na dziatke projektowanego budynku
2.3.6 Siec¢ telekomunikacyjna
Przylagcze z istniejgcej studzienki
- instalacja telekomunikacyjna — kabel 100 parowy
- instalacja informatyczna — $wiattowodowa
UWAGA : Informacji dotyczacych szczego6towych warunkdéw technicznych
i uzyskania koniecznych uzgodnien udzieli Dziat Infrastruktury
Technicznej PG oraz Dziat Telekomunikacji . Proponowane miejsca
przytaczen do sieci zewnetrznych wg Zat. Nr 3

2.4 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku ,A”
Budynek wielokondygnacyjny, podpiwniczony, ze skosnym dachem i
poddaszem uzytkowym

Powierzchnia zabudowy: 1.380,00 m?
Powierzchnia catkowita : 5.250,00 m?
Powierzchnia netto: 4.050,00 m?
Kubatura: 25.000,00 m®

2.5Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku ,B”
Budynek garazowy , dwukondygnacyjny, ze stanowiskami postojowym na

dachu.
Powierzchnia zabudowy: 2.335,00 m?
Powierzchnia catkowita: 4.670,00 m?
Kubatura: 14.000,00 m®
2.6 0Ogolna liczba uzytkownikow — ok. 500
» Kobiet: 250,

* Mezczyzn: 250.



3 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe pomieszczen w budynku ,A”

3.1 POZIOM-1,0

Lp. Nazwa bloku
pomieszczenia

Opis pomieszczenia —
wymagania

Powierzchnia

m2

llos¢
uzytkownikow

Oferta edukacyjna podstawowa
BLOK WYTWARZANIA | PRZYGOTOWANIA MATERIALOW
BLOK LABORATORIOW MIKROSKOPII

Li-Le | Wg wymagan szczegotowych ok. 125,0
Lig- Wg wymagan szczegoétowych ok. 210,0
L2z

Oferta edukacyjna zaawansowana
BLOK SPECJALISTYCZNYCH LABORATORIOW BIOMATERIALOW

L,-Ls | Wg wymagan szczegétowych

[ ok. 30,0

BLOK LABORATORIOW MATERIALOW OPTOELEKTRONICZNYCH |

FOTOWOLTANICZNYCH

Lo- Wg wymagan szczegoétowych 0k.50,0
EP)
BLOK LABORATORIOW MATERIALOW POLIMEROWYCH
Lis- | Wg wymagan szczegotowych ok. 50,0
Lis
Los Pracownia EPR Wg wymagan
szczegoOtowych
Loa Pracownia Wg wymagan
Porozymetrii szczegotowych 0k.135,0
Los Podreczny mag.
Chemiczny ok. 15,0
0.1. | Trzon komunikacji | Klatka schodowa
Pionowej ,winda ok. 52,0
towarowo-osobowa
0.2. | Zespot ok. 36,0
sanitariatow
0.3. | Schody wewn. ok. 48,0
0.4. | Komunikacja ok. 360,0
ogolna
0.5. | Pomieszczenie wezet cieplny,
Techniczne wentylatornia, rozdz.elektr. ok. 160,0

* Liczba uzytkownikéw statych — prac. techniczni + sprzatajgce

5+ 2




3.2 POZIOM 0,00

Lp. Nazwa Opis pomieszczenia - Powierzchnia llosé
pomieszczeni wymagania m? uzytkownikow
a
1.0. | Przedsionek | Szerokos¢ 3,0 m, drzwi
rozsuwane- $lusarka
aluminiowa , kurtyna
powietrzna, trzystopniowy
system oczyszczania obuwia ok. 18,0 -
1.1. | Portiernia Dozor budynku, monitoring
telewizji dozorowej ok. 18,0 1
1.2. | Trzon Klatka schodowa, winda
komunikacji towarowo-osobowa ok. 52,0 -
pionowej
1.3. | Zespot Z wydzieleniem sanitariatu
sanitariatbw | dla 0sOb niepetnosprawnych ok. 36,0 -
1.4. | Szatnia ok. 25,0 1
Czytelnia, pok.opracowania
1.5. | Biblioteka ok. 500,0
zbioréw, katalogi 3
1.6. | Laboratorium
wdrozeniowo-
demonstracyj ok. 60,0 -
ne
1.6. | Hol Komunikacja, -
wejsciowy, wystawiennictwo,funkc.socjal. ok. 350,0
1.7. | Schody ok. 48,0 -
wewn.
Uzytkownikéw statych 5+2
3.3POZIOM + 1,0
Lp. Nazwa Opis pomieszczenia — | Powierzchnia llosé
pomieszczenia wymagania m? uzytkownikow
2.1. | Trzon komunikacji | Jak na parterze
pionowej ok. 52,0 -
2.2. | Zespdt sanitariatéw | Jak na parterze ok. 36,0 -
2.3. | Pomieszczenie Salka konsumpcyjna
socjalne z zapleczem kuchennym ok. 60,0
2.4. | Laboratorium
projektow dyplom. ok. 60,0 30
2.5. | Sale seminaryjne 6 x 0k.38,0
2.10. 228,0 180
2.11. | Audytorium 0k.160,0 180
2.12. | Hol, komunikacja ok. 380,0 -
2.13. | Schody wewn. ok. 48,0 -




2.14. | Pustka stropu ok. 80,0 -
2.15. | Tarasy zewn. 2 x ok. 10,0 ok. 20,0 -
Uzytkownikow statych 390 +2
3.4P0OZIOM + 2,0
Lp. Nazwa Opis pomieszczenia — | Powierzchnia llosé
pomieszczenia wymagania m? uzytkownikow
3.1. | Trzon komunikacji Jak na pozostatych -
pionowej kondygnacjach ok. 52,0
3.2. | Zespdt sanitariatow ok. 24,0 -
3.3. | Pokoje pracownikéw | 12 pokoi jednoosob. 12 x 10,0
dydakt.-nukowych ok. 100,0 12
3.4. | Pokoje pracownikow | 13 pokoi dwuosob. 13x 12,0
nauk. i doktorantow ok. 180,0 26
3.5. | Pokoje administracji | 3 pokoje ok. 36,0 6
3.6. | Sala konferencyjna ok. 48,0
3.7. | Czytelnia naukowa ok. 48,0 -
3.8. | Otwarty taras zewn. 0k.100,0
3.9. | Otwarty taras zewn. 0k.200,0 -
3.10. | Pom. gospodarcze ok. 12,0 -
3.11. | Pom. gospodarcze ok. 12,0 -

llo$¢ uzytkownikow

44 + 2

4. Wymagania ogolne dla pomieszczen laboratoryjnych

Poziom

laboratoryjny zawiera wszystkie elementy zwigzane 2z systemem

inteligentnego budynku

sie€ teleinformatyczna,

sterowanie oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym w zaleznosci od stanu
obecnosci os6b w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natezenie Swiatta
itp.,

sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczen,

sterowanie wentylacja, klimatyzacjq i filtracjag w oparciu o parametry jakosci
powietrza tj. zawartos¢ dwutlenku wegla i wilgotnosc,

ochrony bytu i mienia,

system alarmowy i monitoringu,

system przeciwpozarowy,

system kontroli dostepu,

system zasilania UPS,

system pogodowy,

zlozony system personalizacji

Pomieszczenia laboratoryjne nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
wymagan:

mozliwosé tatwego rozmieszczenia aparatury (sufit podwieszany, instalacje
prowadzone goOrg z mozliwoscig tatwego i elastycznego podejscia do
poszczegoblnych stanowisk),



» posadzki, sciany i sufity wykonane z materialdbw zapewniajgcych odpowiednig
czystosc¢ i tatwosc ich utrzymania,

e pomieszczenia laboratoryjne muszg by¢ klimatyzowane z zapewnieniem
mozliwosci kontroli temperatury i wilgotnosci,

* powietrze naptywajgce musi byc filtrowane, naptyw powietrza laminarny o
krotnosci wymian wiekszej lub réwnej 20 zapewniajagcy w pomieszczeniach
lekkie nadcisnienie. Zalecane jest utrzymanie niskiej predkosci przeptywu
powietrza (na poziomie <2,5 m/s), w celu zminimalizowania wahan cisnienia i
fal akustycznych o niskiej czestotliwosci (0,2-8 Hz)

e poziom natezenia hatasu nie wiekszy niz 60 dB,

* nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia przed wibracjami,

e materialy uzyte do wykonczenia pomieszczen muszg zapobiegac
gromadzeniu sie tadunkow statycznych,

» zasilanie w energie elektryczng zapewniajgce jej nieprzerwang dostawe,
odpowiedni poziom napie¢, brak przepie¢ i impulséw przychodzacych z sieci,
$redni poziom zapotrzebowania na moc 800 W/m?

e cze$¢ pomieszczen musi by¢é ekranowana od zewnetrznych pdl
elektromagnetycznych,

* oSwietlenie sztuczne powinno by¢ zblizone do dziennego, zapewniac
prawidtowy odbidr barw,

« we wszystkich pomieszczeniach zasilanie w zimng wode (14-18 C) i goracg
wode (~70 C)

5. Wymagania szczegoétowe dla pomieszczen laboratoryjnych
BLOK WYTWARZANIA | PRZYGOTOWANIA MATERIALOW

L.1. Laboratorium syntezy w wysokotemperaturowej
Wyposazenie:

1. Piece rurowe 3

2. Piece komorowe 5

3. Gazy techniczne : argon, azot, tlen. amoniak
Wymagania:

1. Stopien czystosci: ISO 9

2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 40A,
3. Wydajna wentylacja: krotnos¢ wymian >20
4

. Instalacjia wywiewna - lokalne wyciagi zapewniajgce skuteczne
odprowadzenie gazéw wydostajacych sie z piecow w wykonaniu
przeciwkorozyjnym

5. Posadzki ceramiczne

6. Piece ustawione na stolach wykonanych z blachy kwasoodpornej lub
ceramicznych

Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu

10



2. System monitoringu
3. System ppoz.
4. Internet

L.2. Laboratorium syntezy nanomateriatdw nieorganicznych
Wyposazenie:
Mityn kulowy
Prasa hydrauliczna
Polerki
Wagi: 3
Dygestorium
Stoty laboratoryjne z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja z lekkim nadcisnieniem
1. Posadzki ceramiczne
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

OhWNE

L.3. Laboratorium syntezy nanomateriatdw metodg zol-zel
Wyposazenie:
7. Wagi:
8. Suszarka
9. Suszarka prézniowa
10.Dygestoria
11.Stoty laboratoryjne z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody i odciggiem
miejscowym ceramiczne
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja z lekkim nadcisnieniem
4. Posadzki ceramiczne
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

NEFEDNW

L.4. — L.5 Laboratorium syntezy nanomaterialtéw organicznych
Wyposazenie:

1. Wagi: 3

2. Dygestoria 2

11



3. Stoly laboratoryjne z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody i odciggiem
miejscowym ceramiczne
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja z lekkim nadcisnieniem
4. Posadzki ceramiczne

Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

L.6. Laboratorium cienkich warstw
Wyposazenie:
1. Napylarka magnetronowa
2. Napylarka prézniowa
3. Komora laminarna (ISO 5)

Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 7
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 16A
3. Odprowadzenie oparéw z pomp prézniowych poza pomieszczenie
4. Klimatyzacja z lekkim nadcisnieniem
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet

BLOK SPECJALISTYCZNYCH LABORATORIOW BIOMATERIALOW

L.7. Laboratorium Preparatyki Biomateriatow
Wyposazenie:
1. Stanowiska do utleniania biomateriatdw metalowych
2. Praska do inkludowania probek
3. Polerka metalograficzna
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 16A
3. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet

L.8. Laboratorium Laserowej Preparatyki Powierzchni Biomateriatow
Wyposazenie:

1. Laser ekscymerowy z wyposazeniem

2. Stanowisko do selektywnego stapiania proszkéw wigzka lasera
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Wymagania:
1. Stopienh czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet

BLOK LABORATORIOW MATERIALOW OPTOELEKTRONICZNYCH | FOTOWOLTAICZNYCH

L.9. Uniwersalne Laboratorium Pomiarowe
Wyposazenie:

1. Aparatura o przeznaczeniu ogolnym
Wymagania:

1. Stopien czystosci: ISO 8

2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A

3. Klimatyzacja
Inne instalacje:

4. System kontroli dostepu

5. System ppoz.

6. Internet

L.10. Laboratorium Chemii Mokrej
Wyposazenie:
1. Dygestoria 2
2. Stoly laboratoryjne z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody i odciggiem
miejscowym ceramiczne
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

L.11. Laboratorium Technologiczne Wysokiej Czystosci
Wyposazenie:

1. Stanowisko technologiczne UHV

2. Specjalistyczna aparatura technologiczna
Wymagania:

1. Stopienh czystosci: ISO 5

2. Podloze antywibracyjne, wibracje w pomieszczeni mierzone w zakresie 8-100
Hz, 3 punkty na oktawe nie powinny przekracza¢ 3 um/s
System odprowadzenia zanieczyszczen (gazowe i ptynne)
System oczyszczania powietrza
Nadci$nienie ok. 30 Pa
Kontrola temperatury 22 € z doktadno scig 0.1 C
Kontrola wilgotnosci 43% z doktadnoscig 2%

Noohkow
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8. Ekranowanie od pol E-M
9. Pob6r mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
Inne instalacje:

1

2
3
4

System kontroli dostepu
System ppoz.
Internet

Woda dejonizowana

L.12. Pomiarowe Laboratorium Optoelektroniczne Wysokiej Czystosci
Wyposazenie:

1. Stoét optyczny z izolacjg wibracji

2. Specjalistyczne aparatura do pomiaréw optoelektronicznych
Wymagania:

1.

2.

©CoOoNOOh~W

Inne

in

Stopien czystosci: ISO 5

Podtoze antywibracyjne, wibracje w pomieszczeni mierzone w zakresie 8-100
Hz, 3 punkty na oktawe nie powinny przekracza¢ 3 um/s
System odprowadzenia zanieczyszczen (gazowe i ptynne)
System oczyszczania powietrza

Nadcisnienie ok. 30 Pa

Kontrola temperatury 22 € z doktadno scig 0.1 C
Kontrola wilgotnosci 43% z doktadnoscig 2%
Ekranowanie od pdél E-M

Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A

stalacje:

1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.

3.
4. Woda dejonizowana

Internet

BLOK LABORATORIOW MATERIALOW POLIMEROWYCH

L.13. Laboratorium Reaktoréw Materiatdw Polimerowych
Wyposazenie:
1. Zestaw specjalistycznych laboratoryjnych reaktoréw pomiarowych
Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 16A
3. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3.

Internet

L.14. Laboratorium Preparatyki Materiatdw Polimerowych
Wyposazenie:
1. Stanowisko do wytwarzania mieszanin, kompozytéw i nanokompozytow
2. Stanowisko do formowania probek (mieszalnik dwuslimakowy i

mikrowtryskarka)

Wymagania:
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1. Stopieh czystosci: ISO 8
2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 16A
3. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet

L.15. Laboratorium Badania Materiatow Polimerowych
Wyposazenie:

1. Aparat do badan wiasciwosci i struktury materiatbw metodg dynamicznej

analizy termomechanicznej (DMTA)

Wymagania:

1. Stopienh czystosci: ISO 8

2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 16A
Inne instalacje:

1. System kontroli dostepu

2. System ppoz.

3. Internet

BLOK LABORATORIOW MIKROSKORPII

L.16. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej i Optycznej

Wyposazenie:
1. Skaningowy mikroskop elektronowy

2. Mikroskop elektronowy transmisyjny o wysokiej rozdzielczosci z emisjg polowg

3. Mikroskopy optyczne
Wymagania:

1. Stopien czystosci: ISO 8

2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A

3. Klimatyzacja

4. Ekranowanie od pdl elektromagnetycznych
Inne instalacje:

1. System kontroli dostepu

2. System ppoz.

3. Internet

4. Woda dejonizowana

L.17. Laboratorium Badania Powierzchni Materiatow
Wyposazenie:

1. Mikroskopy optyczne: 6

2. Mikroskop konfokalny

3. Mikroskop polaryzacyjny
Wymagania:

1. Stopien czystosci: ISO 8

2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
Inne instalacje:

1. System kontroli dostepu
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2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

L.18. Laboratorium Mikroskopii AFM/STM
Wyposazenie:

1. Mikroskopy AFM/STM dydaktyczne: 6
Wymagania:

1. Stopieh czystosci: ISO 8

2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A

3. Klimatyzacja

4. Ekranowanie od pdl elektromagnetycznych
Inne instalacje:

1. System kontroli dostepu

2. System ppoz.

3. Internet

4. Woda dejonizowana

L.19. Specjalistyczne Laboratorium AFM/STM
Wyposazenie:
1. Mikroskopy wielofunkcyjne AFM/STM: 2
2. Nanotwardosciomierz
3. Nanotribometr
Wymagania:
1. Stopienh czystosci: ISO 7
2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Podtoze antywibracyjne
4. Klimatyzacja z kontrolg temperatury z doktadnoscig 0.5 €T i wilgotnosci z
dokfadnoscig do 0,5%
5. Ekranowanie od pdl elektromagnetycznych
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
Laboratorium Badan Spektroskopowych

L.20. Laboratorium Badania Wtasnos$ci Elektrycznych i Magnetycznych
Wyposazenie:
1. Stanowiska do pomiarow statoprgdowych: 5
2. Stanowisko do pomiaréw zmiennoprgdowych
Wymagania:
1. Stopieh czystosci: ISO 8
2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja
4. Ekranowanie od pél elektromagnetycznych
Inne instalacje:
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System kontroli dostepu
System ppoz.

Internet

woda dejonizowana

hwpE

L.21. Laboratorium Badan Spektroskopowych

Wyposazenie:
1. Wielofunkcyjny Spektrometr Elektronow (XPS, UPS, AES)
2. Spektroskop UV/VIS
3. Wysokorozdzielczy spektrometr Ramana z FTIR

Wymagania:
1. Stopien czystosci: ISO 8
2. Pobor mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

L. 22. Pracownia Badan RTG
Wyposazenie:
1. Dyfraktometr RTG
Wymagania:
2. Stopien czystosci: ISO 8
3. Pobér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
4. Klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. woda dejonizowana

L. 23. Pracownia EPR
Wyposazenie:
1. Spektrometr EPR
Wymagania:
1. Stopieh czystosci: ISO 8
2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana



L. 24. Pracownia Porozymetrii
Wyposazenie:
1. Porozymetr rteciowy
Wymagania:
1. Stopieh czystosci: ISO 8
2. Pobdér mocy: 3 fazy z zabezpieczeniem 25A
3. klimatyzacja
Inne instalacje:
1. System kontroli dostepu
2. System ppoz.
3. Internet
4. Woda dejonizowana

L. 25. Podreczny Magazynek Chemiczny

Na poziomie laboratoryjnym nalezy przewidzie¢ statg obecnosé¢ 5 technikow
zajmujgcych sie obstugq aparatury.

6.0 Etapowanie realizacji budowy
-realizacja budynku parkingowego ,B” z monta  zem nowej stacji trafo
- konieczna inwentaryzacja istniej gcej sieci zasilaj gcej budynki PG
z T- PG2 oraz uzyskanie warunkow zasilania z Ene rga S.A
- uruchomienie zasilania budynkéw PG z nowej stacji trafo
- rozbidrka staciji istniej gcej i magazyndéw odczynnikow chemicznych
- realizacja budynku Nanotechnologii ,A”
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